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(57)  약

본   처리 치는 폐  내  공간  공 는 챔 ; 상  챔  상 에 치 고, 상  챔  내

공간  고습도   공 는 닛; 상  챔  내 공간에 치 고,  여지는  지

지 재;  상  닛과 상   지지 재 사  수평 동 고, 상  상  습도  가스  사

는 퓨 (diffuser) 재  포 ; 상  퓨  재는 상  앙에 습도  가스가 는 ; 

상   통   습도  가스가  에  사 도  다단  치 는 들  포

다.

  도 - 도3
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청

청  1 

 처리 치에 어 : 

폐  내  공간  공 는 챔 ;

상  챔  상 에 치 고, 상  챔  내 공간  고습도   공 는 닛;

상  챔  내 공간에 치 고,  여지는  지지 재; 

상  닛과 상   지지 재 사  수평 동 고, 상  상  습도  가스  사 는 퓨

(diffuser)  갖는 퓨  재;

상  챔  내  습도 또는 슬  측 는 측  ; 

상  측   측 값에  상  퓨  재  공 는 습도 가스 량  어 는 퓨  어

포 는  처리 치.

청  2 

 1 에 어 ,

상  퓨 는

상  앙에 습도  가스가 는 ;  상   통   습도  가스가  에 

 사 도  다단  치 는 들  포 는  처리 치.

청  3 

 1  또는  2 에 어 ,

상  퓨 는

가스 사   직격   직경  3  1 상   처리 치.

청  4 

 1  또는  2 에 어 ,

상  퓨  재는

상  퓨  상  동시키고, 시키   동   포 고,

상  퓨 는

 100mm 상 에  상  동  습도 가스  사 는  처리 치.

청  5 

 1  또는  2 에 어 ,

상  퓨 는

상  앙에 상  가 비  몸체;

상  몸체 내 에는 상   통  는 습도 가스  1차  산시키    ;

상   에  1차  습도  가스가  에  사 도  습도 가스  수평

 상단   단  포 는  처리 치.
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청  6 

 5 에 어 ,

상  상단  개  상  단  개 보다   처리 치.

청  7 

 처리 치에 어 : 

폐  내  공간  공 는 챔 ;

상  챔  상 에 치 고, 상  챔  내 공간  고습도   공 는 닛;

상  챔  내 공간에 치 고,  여지는  지지 재; 

상  닛과 상   지지 재 사  수평 동 고, 상  상  습도  가스  사 는 퓨

(diffuser)  갖는 퓨  재  포 고,

상  챔 에는 차압 가 치 , 

상  차압  측 값에  상  닛  량 어 또는 량  는  어   포

는  처리 치.

 

 술  야

본   처리 시스 에  것 ,  상 게는  처리 체  공 여   처리[0001]

는  처리 치에  것 다.

 경  술

도체 가 고 도, 고집 , 고 능 에 라   미 가  진 ,  에[0002]

는 티클(Particle),  염 ,  염  등  염 질   특 과 생산 수 에 많  

 미치게 다.  에  에 착  각  염 질  거 는  공  도체  공 에

매우 게 고 , 도체  는 각 단  공  후 단계에    처리 는 공

 실시 고 다.

    공  챔 는  상 에  치  닛  통  고습도  가  다.[0003]

라 , 공  챔 는 내 가 고습도  경(상  25℃, 상 습도 14%)  지 게 다.

 러  고습도  경 에    공  진 다 보   가 리 근에   울어짐(pattern[0004]

leaning) 상  생 다. 

 내

결 는 과

본   IPA 건  능  상시킬 수 고, IPA 건 시 챔  습도  슬  어가 가능   처[0005]

리 치  공 는  다.

본    울어짐 상  억  수 는  처리 치  공 는  다.[0006]

본   티클 거 능  상시킬 수 는  처리 치  공 는  다. [0007]

본   여 에 지 않 , 언 지 않  또 다  들  아래  재  당업 에게 [0008]

게  수  것 다.

과  결 수단
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본   측 에 , 폐  내  공간  공 는 챔 ; 상  챔  상 에 치 고, 상  챔[0009]

내 공간  수직  공 는 닛; 상  챔  내 공간에 치 고,  여지는  지지

재;  수평   상   상  습도  가스  사 는 퓨 (diffuser) 재  포 는

 처리 치가 공  수 다. 

또 ,  상  퓨  재는   직경  3  1  상  크  갖는  퓨 ;   상  퓨  상[0010]

동시키고, 시키   동  포  수 다.

또 , 상  퓨 는 상  앙에 습도  가스가 는 ;  상   통   습도[0011]

가스가  에  사 도  다단  치 는 상단   단  포  수 다. 

또 , 상  상단  개  단  개 보다  수 다. [0012]

또 , 상  챔 에는 내  습도 또는 슬  측  가 치 , 상   측 값에  상  퓨  [0013]

재  공 는 습도 가스 량  어 는 퓨  어   포  수 다. 

또 , 상  챔 에는 차압 가 치 , 상  차압  측 값에  상  닛  량 어 또[0014]

는 량  는  어   포  수 다. 

또 , 상  퓨 는   100m 상 에  상  동  습도 가스  사  수 다.[0015]

또 , 상  습도 가스는 CDA(클린 드라  에어)  수 다.[0016]

또 , 상  퓨  재는 공 시간동안 습도 가스  공  수 다.[0017]

또 , 상  퓨  재는 상  닛  통  고습도 가 상공 는 상태에 , 습도 가스  계[0018]

  료 30  에 공  수 다.

또 , 습도 가스 공  약액, 순수,계 , 린스 공  진   퓨  상  동  습도 가[0019]

스  변  통   상  상 습도  어  수 다.

 과

본 에 ,  상  경  습도 경  치   건  공 에  사  IPA  신[0020]

게 거  수 어  울어짐 상  억  수  뿐만 아니라 공 량  가시키  티클 거능

도 크게 상시킬 수 다. 

도  간단  

도 1   처리 시스  개략  나타낸 평 도 다. [0021]

도 2는 본 에   처리 치   보여주는 평  도 다. 

도 3  본 에   처리 치   보여주는 측단  도 다.

도 4는 도 3에 도시  퓨  단  사시도 다.

도 5는 도 3에 도시  퓨  내 에  가스  보여주는 단 도 다. 

 실시   체  내

, 첨  도 들  참 여 본  람직  실시  보다 상 게 다. 편, 에 는 웨[0022]

   나, 본  술  사상과 는 에 지 않는다. 

도 1  참 , 본   처리 시스 (1000)  스 (10), (20) 그리고 처리 (50)  포[0023]

수 다. 스 (10), (20) 그리고 처리 는  치 다. , 스 (10), (20) 그리고

처리 (50)가 열    1 라 고, 상 에  라볼 ,  1  수직    2 

라 ,  1 과  2  포  평 에 수직    3 라 다.  

스 (10)는  처리 시스 (1000)   1  에 치 다. 스 (10)는 4개  드 포트(12)[0024]

 1개  스 (13)  포 다. 

4개  드 포트(12)는  1  스 (10)  에 치 다. 드 포트(12)는 복수 개가 공[0025]
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들   2  라 치 다. 드 포트(12)  개수는  처리 시스 (1000)  공     린트

건에 라 가 거나 감  수도 다. 드 포트(12)들에는 공 에 공  (W)  공 처리가 료

(W)  수납  캐리어( 컨 , 카 트, FOUP등)가 안착 다. 캐리어(16)에는 들  지 에  수평 게

치  상태  수납   다수  슬  다. 

스 (13)  드 포트(12)  웃 여  1  치 다. 스 (13)  드 포트(12)  [0026]

(20) 사 에 치 다. 스 (13)  (20)  상층에 는 (W)  캐리어(16)  거

나, 캐리어(16)에  는 (W)  (20)  층  다. 

(20)는 스 (10)  처리  사 에 치 다. (20)는 스 (13)에   에 공[0027]

에 공  (W) 또는   (30)에   에 공  처리가 료  (W)  시

수납 어 는 다. 

  (30)  동  통 (40)에  치 ,  각   처리  치(1)들   (20)  간에  [0028]

다.   (30)  (20)에  는 공 에 공   각  처리 치(1)  

거나, 각  처리 치(1)에  공  처리가 료   (20)  다. 

동 통 (40)는 처리  내   1  라 치 ,   (30)  동 는 통  공 다. [0029]

동 통 (40)  양측에는  처리 치(1)들   마주보   1  라 치 다. 동 통 (40)에는

  (30)   1  라 동 ,  처리 치(1)  상 층, 그리고 (20)  상 층

 승강  수 는 동  치 다. 

 처리 치(1)는   (30)  치 는 동통 (40)  양측에  마주 게 치 다.  처[0030]

리 시스 (1000)  상 층   다수개   처리 치(1)  비 나,  처리 치(1)  개수는 

처리 시스 (1000)  공     린트 건에 라 가 거나 감  수도 다. 각각   처리 

치(1)는 독립  우징  , 에 각각   처리 치 내에 는 독립  태   처리

는 공  루어질 수 다. 

아래  실시 에 는 고  산, 알카리  약액( 수 포 ), 산  약액, 린스액, 그리고 건 가스(IPA가 포[0031]

 가스)  같  처리 체들  사 여  는 치   들어 다. 그러나 본  술

 사상  에 지 않 , 식각 공  등과 같   시키  공  수 는 다양   

치에   수 다. 

도 2는 본 에   처리 치   보여주는 평  도 다. 도 3  본 에   처리[0032]

치   보여주는 측단  도 다.

본 실시 에 는 매엽식  처리 치(1)가 처리 는  도체   도시 고 나,[0033]

본  에 지 않고, 리 과 같  다양   에도  수 다. 

도 2  도 3  참 , 본 에  매엽식  처리 치(1)는 다양  처리 체들  사 여  [0034]

에 는 질  막질  거 는 치 , 챔 (800), 처리 (100),  지지 재(200), 동 

 재(300), 고  (500), 재(400)  퓨  재(900)  포 다. 

챔 (800)는  폐  내  공간  공 ,  상 에는  닛(810)  치 다.  닛(810)  챔[0035]

(800) 내 에 수직  생시킨다. 

닛(810)   공 공  나  니트  듈  것 , 고습도  링 여 챔  내[0036]

 공 주는 치 다. 고습도 는   닛(810)  통과 여 챔  내  공 어 수직  

게 다. 러  수직 는  상 에 균   공 게 , 처리 체에    처

리 는 과 에  생 는 염 질( )들  공  께 처리 (100)  트들  통  재(400)

어 거  처리  내  고청 도  지 게 다.  

편, 챔 (800)에는 차압 측  가능  차압 (890)가 치 , 차압 (890) 측 값   어[0037]

(880)  공 다.  어 (880)는 차압 (890)  측 값에 라 닛(800)  량 어 또는

량  다. 

도 2에 도시   같 , 챔 (800)는 수평 격벽(814)에  공  역(816)과 지보수 역(818)  [0038]
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다.  도 에는  만  도시 지만,  지보수  역(818)에는  처리  (100)  연결 는  라

(141,143,145), 브 라 (410) 에도 승강 닛  동 과, 동  재(300)  동 (310)들과

연결 는 동 , 공 라  등  치 는 공간 , 러  지보수 역(818)   처리가 루어지는 공

 역  격리 는 것  람직 다. 

처리 (100)는 상 가 개  원통 상  갖고, (w)  처리   공  공간  공 다. 처리 [0039]

(100)  개  상  (w)     통  공 다. 공  공간에는  지지 재(200)가 치

다.  지지 재(200)는 공  진 시 (W)  지지 고,  시킨다. 

처리 (100)는 스 헤드(210)가 치 는 상 공간(132a)과, 상 공간(132a)과는 스 헤드(210)에  [0040]

 강  가 루어지도  단 에 트(190)가 연결  공간(132b)  공 다. 처리 (100)

 상 공간(132a)에는 는 상에  비산 는 약액과 체    는  1, 2  3

트(110, 120, 130)가 다단  치 다. 

 1, 2  3 트(110, 120, 130)는 나  공통  공간(  공간에 당)과 통 는[0041]

(H)들  갖는다. 공간(132b)에는 재(400)  연결 는 트(190)가 공 다. 

체 , 1 내지 3 트(110, 120, 130)는 각각  링 상  갖는 닥   닥[0042]

연 어 원통 상  갖는 측벽  비 다. 2 트(120)는 1 트(110)  러싸고, 1 

트(110)  격 어 치 다. 3 트(130)는 2 트(120)  러싸고, 2 트(120)

 격 어 치 다.

1 내지 3 트(110, 120, 130)는 (w)  비산  처리액   포  가 는 1[0043]

내지 3 수공간(RS1, RS2, RS3)  공 다. 1 수 공간(RS1)  1 트(110)에  고, 2

수공간(RS2)  1 트(110)  2 트(120) 간  격 공간에  , 3 수공간(RS3)

 2 트(120)  3 트(130) 간  격 공간에  다. 

1 내지 3 트(110, 120, 130)  각 상  앙 가 개 고, 연결  측벽  개 측  갈[0044]

수  는 닥 과  거리가 차 가 는 경사  루어진다. 에 라, (w)  비산

처리액  1  내지  3  트(110,  120,  130)  상 들  라  수  공간들(RS1,  RS2,  RS3)  안

러간다.

1 수공간(RS1)에  1 처리액  1 수라 (141)  통   다. 2 수공간(RS2)에 [0045]

 2 처리액  2 수라 (143)  통   다. 3 수공간(RS3)에  3 처리액  3

수라 (145)  통   다. 

편, 처리 (100)는 처리 (100)  수직 치  변경시키는 승강 닛(600)  결 다. 승강 닛(60[0046]

0)  처리 (100)  상   직  동시킨다. 처리 (100)가 상  동 에 라 스  헤드

(210)에  처리 (100)  상  가 변경 다. 

승강 닛(600)  브라 (612), 동 (614), 그리고 동 (616)  가진다. 브라 (612)  처리 (100)[0047]

벽에 고 치 고, 브라 (612)에는 동 (616)에  상   동 는 동 (614)  고 결

다. (W)  스  헤드(210)에  또는 스  헤드(210)  언   스  헤드(210)가 처리 

(100)  상  돌 도  처리 (100)는 강 다. 또 , 공  진 시에는 (W)에 공  처리액

에 라 처리액   트(110, 120, 130)   수 도  처리 (100)  가 

다. 에 라, 처리 (100)  (w) 간  상  수직 치가 변경 다. 라 , 처리 (100)는 상

 각 수공간(RS1, RS2, RS3) 별  수 는 처리액과 염 가스   다 게  수 다. 

 실시 에 어 ,   처리 치(1)는 처리 (100)  수직 동시  처리 (100)   지지 재[0048]

(200) 간  상  수직 치  변경시킨다. 그러나,  처리 치(1)는  지지 재(200)  수직 동시

 처리 (100)   지지 재(200) 간  상  수직 치  변경시킬 수도 다.

 지지 재(200)는 처리 (100)  내측에 치 다.  지지 재(200)는 공  진   (W)  지[0049]

지 , 공  진 는 동안 후술  동 (240)에   수 다.  지지 재(200)는 원  상

 갖는 스 헤드(210)  가지 , 스 헤드(210)  상  에는 (W)  지지 는 지지 (212)들과 척킹

(214)들  가진다. 지지 (212)들  스 헤드(210)  상   가 리 에  간격 격 어  열

치 , 스 헤드(210)  상측  돌 도  비 다. 지지 (212)들  (W)   지지 여
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(W)  스 헤드(210)  상측  격  상태에  지지 도  다. 지지 (212)들   측에는

척킹 (214)들  각각 치 , 척킹 (214)들  상측  돌 도  비 다. 척킹 (214)들  다수

지지 (212)들에  지지  (W)  스 헤드(210) 상   치에 도  (W)  다. 공  진

시 척킹 (214)들  (W)  측  어 (W)   치  탈 는 것  지 다.

스 헤드(210)  에는 스 헤드(210)  지지 는 지지 (220)  연결 , 지지 (220)  그 단에 연결[0050]

동 (230)에  다. 동 (230)는  등  마  수 다. 지지 (220)  에 라 스

헤드(210)  (W)  다. 

재(400)는 공 시 1 내지 3 트(110, 120, 130)  처리액  수 는 트에 압 ([0051]

압 )  공   것 다. 재(400)는 트(190)  연결 는 브 라 (410), (420)  포

다. 브 라 (410)  (미도시 )  압  공  도체 생산라 ( )  닥 공간

에 매  라 과 연결 다. 

고  (500)들  처리 (100) 상단에 치 다. 고  (500)  스 헤드(210)에 여진 (W)[0052]

처리 체  사 다. 고  (500)   처리 치에 라 사 각도  가능 다. 

동  재(300)는 스  동  통   심 상  동 어 상에  또는 식각   처리[0053]

체  공 다. 동  재(300)는 지지 (310), 동 (320),  암(330), (340)  포 다. 

퓨  재(900)는 스  동  통  (W)  심 상  동 어 상에 습도  가스  공 여 [0054]

 상  경  습도 경  치 다. 여 , 습도  가스는 CDA(클린 드라  에어)  수 다. 

편, 챔 (800)에는 내  습도 또는 슬  측 는 측  (870) , 측  (870)  측 값에 [0055]

 퓨  재(900)  공 는 습도 가스 량  어 는 퓨  어 (860)가 공 다. 

퓨  재(900)는  닛(810)과  독립   가지 , 습도 가스  상  사 는 [0056]

퓨 (980)  포 다. 퓨 (980)는 지지 아암(940)  단 에 치 다.  , 퓨 (980)는 가스 사

 직경   직경  3  1 상  수 ,   100mm 상 에  상  동  CDA

(클린 드라  에어)  사  수 다. 

샤 트(910)는 그    3  공 , 샤 트(910)  단  동 (920)  결 다. 동[0057]

(920)는 지지 아암(940)  스  동 도  샤 트(910)  시키고, 지지 아암(940)  상  승강

도  샤 트(910)  승강시킨다.  , 동 (920)는 , 트, 리  가지는 어 블리  실린  

치에  공  수 다. 

지지 아암(940)  샤 트(910)에 결 다. 지지 아암(940)  단 에는 퓨 (980)가 치  지지 아암(94[0058]

0)  동 (920)에  샤 트(910)  심   심에   곽  치 지 스  동  수

다.

도 4는 도 3에 도시  퓨  단  사시도 고, 도 5는 도 3에 도시  퓨  내 에  가스  보여주[0059]

는 단 도 다. 

도 4  도 5  참 , 퓨 (980)는 상  앙에 습도 가스 (981)가 비  몸체(982)  갖는다. [0060]

몸체(982) 내 에는 (981)  통  는 습도 가스  1차  산시키    (988)  치[0061]

다.  (988)   막 고, 다수  (988a)들   측  갖는 원통 상  루어

진다. 

편, 몸체(982)에는 (981)  통   후  (988)에  1차  습도  가스가  [0062]

에  사 도  습도 가스  수평  산시키는 단 (984)과 상단 (986)  다단

 치 다. 상단 (986)  개  단 (984)  개 보다  수 다. 상단 (986)과 

단 (984)에는 각각 1 사공(986a)들과 2 사공(984a)들  공 다.

상  같   처리 치에   처리 공  닛(810)  통  고습도  가 공 과 동시에[0063]

퓨  재(900)  퓨 (980)  통  CDA(클린 드라  에어)가  상  공 는 상태에  공  진

 수 다. 에 라,  상  습도가 강  IPA  커지므   채운 IPA  신 게 거

 수 어  울어짐  억  수  뿐만 아니라, 공 량  가시키  티클 거능 도 크게 상

수 다.
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특 , 본  닛(810)  통  고습도  가 시 공 는 상태에  CDA(클린 드라  에어)  계[0064]

  료  30   공 여  상  경  습도 경  치  수 다. 또 , 습

도 가스  량 어가 가능 , 량 변동에 라 닛(810)   또는 압  가변 어 챔  내

압  게 지시킬 수 다. 

본  퓨 (980)  상  동시   상  습도 가스   변 시   상  상 습도  [0065]

 상태에   상  처리 체가 공  수 다. 본   처리 치는  폭  50㎚ ,

 비는 10 상  미   갖는   처리에 매우 게  수 다. 

 처리 공 에 사 는 처리 체는 산(HF), 산(H3SO4), 과산 수 (H2O2), 질 가스, 질산(HNO3), 산[0066]

(H3PO4), 수, 계  그리고 SC-1 액(수산 암 늄(NH4OH), 과산 수 (H2O2)  (H2O)  액)

 루어진 그룹에  택  어도 어느 나  수 다. 린스액 는 순수(DIW:Deionized Water)가 사

 수 고, 건  가스 는  알  가스(IPA:Isopropyl alcohol gas)가 사  수 다. 

상 실시  참 여 지만, 당 술 야  숙  당업 는  특허 청  에 재[0067]

본  사상  역  어나지 않는  내에  본  다양 게 수   변경시킬 수 

 수  것 다.

 

100 : 처리 [0068]

200 :  지지 재

300 : 동 사 재

500 : 고  

900 : 퓨  재
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도

도 1
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도 2
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도 3

도 4
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도 5
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